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Urzadzenie do chtodzenia i oczyszczania masy formierskiej

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do chtodzenia i oczyszczania masy formierskiej ;z zanieczyszczen
powstajacych w czasie procesu odlewania.

Znane jest urzadzenie do oddzielania réznych frakcji materiatéw sypkich z jednoczesnym chtodzeniem
w wyniku zastosowania przedmuchu masy powietrza od dolu W pierwszym wariancie urzadzenie posiada
perforowany tasme stalowg obracajaca si¢ na bgbnach, ktéra powoduje przemieszczenie si¢ materiatu sypkiego,
natomiast w drugim wariancie rozwigzania rolg te¢ spelnia wibracyjna rynna z rusztem szczelinowym. Materiat

- uktada si¢ w warstwy, ktéra przesypuje si¢ przez regulowany prég oddzielajacy te rézne frakcje.

Znane jest inne rozwigzanie oddzielania zanieczyszczen od frakcji podstawowej materiatu sypkiego z opisu
patentowego St:Zjedn.Ameryki nr 3756405, w ktérym ruszt skierowany pochylnoscia w kierunku otworu
odprowadzajacego zanieczyszczenia posiada nadmuch powietrza skierowany od dotu poprzez ruszt i material
sypki, jak réwniez z radzieckiego opisu patentowego nr 423 522, w ktérym to rozwigzaniu zastosowano ruszt
wibracyjny, przez ktéry przelatujaca frakcja zasadnicza poddawana jest przedmuchowi powietrza.

Wobec istniejgcego stanu techniki postawione zostalo zadanie skonstruowania urzadzenia, kt6re ma
zapewnié jednoczesnie wysoki stopieii oczyszczania masy formierskiej przy minimalnym ubytku tej masy jak
réwniez z uwagi na jej wysoka temperatur¢ maksymaliemu schiodzeniu, dajacemu mozliwos¢ bezposredniego
wprowadzenia masy formierskiej do kolejnego cyklu formowania.

Urzadzenie wedlug wynalazku posiada obudowe, wewnatrz kidrej znajduja si¢ dwie komory usytuowane
jedna nad druga. Komora usytuowana w gornej czesci obudowy, w ktérej nastgpuje oddzielenie zanieczyszczeni
od masy formierskiej posiada w jej gémej czesci otwor zasypowy oraz otwér kominowy do odprowadzania
zanieczyszczonego powietrza a w czesci dolnej zamocowang elastycznie na ciegnach rynne wibracyjng w postaci
splaszczonej komory, ktérej gérna powierzchnia stanowi dno fluidalne pochylone w kierunku przeciwnym do
ruchu zanieczyszczeri. Dno fluidalne posiada otwory szczelinowe, przez ktére przeptywa powietrze doprowadzo-
ne do rynny wibracyjnej otworem wlotowym potaczonym elastycznie z dmuchawg usytuowana na zewngtrz
obudowy.
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Na zewnetrznej czesci dna fluidalnego umieszczone s3 ruchowo przegrody ktére powoduja wydluzenie
drogi przemieszczania si¢ masy formierskiej. Komora oddzielaniazanieczyszczen posiada otwdr wysypowy, przez
ktéry doprowadzone jest powietrze, kierowane na przemieszczajaca si¢ mas¢ formierska w przeciwpradzie dla
wspomagania czynnosci obsypywania si¢ oczyszczonej masy na boki rynny.

Po dolng powierzchnia rynny wibracyjnej znajduje si¢ plaszcz perforowany z otworami o réznych
frednigach, na ktéry przesypuje si¢ masa formierska z dna fluidalnego. Bezposrednio pod ptaszczem perforowa-
nym zna]duje sie» komora chtodzenia, ktéra posiada dno fluidalne pochylone zgodnie z kierunkiem przemieszcza-
nia si¢ masy formierskiej do wysypu. Pod dno fluidalne doprowadzone jest powietrze przez otwdr potaczony
elastycznie z dmuchawg znajdujaca si¢ na zewnatrz obudowy.

Urzadzenie do chtodzenia i oczyszczania masy formierskiej jest pokazane w przykladzie wykonania na
rysunku na ktérym fig. 1 przedstawia poprzeczny przekrdj urzadzenia, fig. 2 widok z géry na rynne wibracyjna.

Urzadzenie wedtug wynalazku posiada obudowe 1, wewnatrz ktérej znajduje si¢ komora 2 oddzielajaca
mase formierska od zanieczyszczeri, usytuowana w gérnej czgsci obudowy oraz komory chtodzenia 3 usytuowa-
nej bezposrednio pod komora 2.

Komora 2, w ktdrej dokonuje si¢ oddzielania masy forrmerslue] od jej zanieczyszczeri posiada w swej dolnej
czesci usytuowang rynne¢ wibracyjna 4, na ktdrg zasypuje si¢ mas¢ zanieczyszczong, przez otwor zasypowy 5 ..
W gérmej czesci komory znajduje si¢ otwér kominowy 6 do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza. Na
poziomie rynny wibracyjnej 4 po przeciwlegltych jej stronach znajduja si¢ otwér 7 doprowadzajacy powietrze
do rynny wibracyjnej i otwdr 8 odprowadzajacy zanieczyszczenia na zewnatrz obudowy 1.

Rynna wibracyjna 4 wykonana jest w ksztalcie sptaszczonej komory, ktérej gérna cze$é stanowi plyta
perforowana 9 stanowigca jednoczesnie dno fluidyzacyjne komory 2. Rynna wibracyjna 4 zawieszona jest
elastycznie na ciggnach 10 przymocowanych do obudowy 1. Na powierzchni zewnetrznej ptyty 9 umocowane sa
nastawne przegrody 11, pomiedzy ktérymi przemieszcza si¢ masa formierska. ‘ :

Rynna wibracyjna 4 posiada w dolnej czesci ptaszcz 12 w postaci wygietego arkusza blachy z otworami 13
oréinych srednicach. Otwory 13 posiadaja najwigksza srednice w czesci pod rynng przy wlocie powietrza,
nastepnie s3 wykonane otwory o srednicy mniejszej a na dtugosci 1/3 ptaszcz 12 nie posiada otworéw.

Rynna wibracyjna zamocowana jest do obudowy, tak, Zze powierzchnia zewnetrzna perforowana jest
pochylona wzgledem poziomu w kierunku odwrotnym do przemieszczania si¢ zanieczyszczer.

Komora chtodzenia 3 posiada dno fluidyzacyjne 18 pod ktére doprowadzone jest otworem 14 powietrze.
Dno fluidyzacyjne 18 posiada pochylenie w kierunku przemieszczania si¢ czystej masy formierskiej do wysypu
15 na wysokosci wyznaczonej przez uchylna przegrode 16.

Sposéb dziatania polega na tym, Ze masa formierska zanieczyszczona podawana jest do urzadzenia przez
otwdr zasypowy S bezposrednio na rynng wibracyjna 4.

Powietrze, ktére wprowadzone jest z wentylatora przez otwér 7 do rynny wibracyjnej 4 przelatuje przez
otwory lub szczeliny ptyty 9 fluidyzujac mase formierskg ktdra na skutek wibracji rynny przesypuje si¢ na boki
rynny do plaszcza 12, natomiast zanieczyszczenia jako czastki o wigkszym cigZarze i objetosci przemieszczaja sig
w przeciwnym kierunku do pochylenia rynny, czyli wgére az do otworu wysypowego 8, uszczelnionym
przepong 17, skad zostaja odprowadzane na zewnatrz. Dla wyeliminowania dostawania si¢ masy czystej wraz
Z zanieczyszczeniami do wysypu 8 przez gorng cze$é otworu wysypowego 8 wdmuchuje si¢ powietrze
dodatkowe, ktére zatrzymuje ta cze$é masy ktora nie przesypujac si¢ na boki rynny wibracyjnej mogta by
przedostac si¢ wraz z zanieczyszczeniami do otworu wysypowego.

Masa formierska o réznej granulacji grudek przelatuje przez otwory plaszcza 12 o réznej srednicy, przez co
uzyskuje si¢ dodatkowo segregacje i ujednorodnienie masy formierskiej. W komorze 2 nastepuje réwniez wstepne
schtodzenie masy formierskiej powietrzem ttoczonym do rynny wibracyjnej w celu jej sfluidyzowania.

Chlodzenie ostateczne nastgpuje w komorze chtodzenia 3, gdzie masa dostaje si¢ poprzez otwory ptaszcza
12. Masa formierska usypana na dnie fluidalnym 18, zostaje ponownie doprowadzona do stanu fluidalnego
powietrzem chlodzagcym doprowadzanym otworem 14. Sfluidyzowana masa formierska przemieszcza si¢ po
pochylosci dna fluidalnego w kierunku wysypu 15 usytuowanym na wysokosci przegrody 16, ktéra ustala
grubos¢ warstwy tworzonej na dnie fluidalnym w celu jej przetrzymania do zupetnego ochtodzenia.

W celu wydtuzenia drogi przejcia materialu na rynnie wibracyjnej do przesypywania si¢ na boki
zamocowane s3 przegrody, natomiast w celu zmniejszenia przedostawania si¢ masy formierskiej wraz z zanie-
czyszczeniami do wysypu 8 zastosowany jest nadmuch powietrza w przeciwpradzie przez otwor 8.

Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie do chtodzenia i oczyszczania masy formierskiej posiadajace rynne wibracyjna oraz chtodziar-
ke fluidyzacyjna, znamienne tym, Ze we wspdlnej obudowie (1) usytuowana jest w jej gérnej czesci rynna
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wibracyjna (4) w postaci sptaszczonej komory, ktdrej gérna powierzchnia stanowi dno fluidalne (9) pochylone
w kierunku przeciwnym do ruchu zanieczyszczeri, posiadajace ruchome przegrody a pod dolna powierzchnia
rynny (4) ptaszcz perforowany o réznych srednicach otworéw oraz bezposrednio poniZej usytuowana komore
chtodzenia (3) z dnem fluidyzacyjnym (18) i regulujacg wysokosé warstwy masy chtodzonej przegrode (16).

2. Urzadzenie wedtug zastrz. 1, znamienne tym, Ze posiada otwér wysypowy (8) uszczelniony
przepona (17) w czesci pomigedzy rynna wibracyjna (4) a komora chtodzenia (3).
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